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Hacrosimmii ctaHmapT ycTaHaBIHBACT NIPUMEHAEMEIS B HAYKE, TEXHHKE H TIPOM3BOICTBE TEPMUHE H
onpeneTeHns MOHATHH B 0OIACTH TIPOU3BOICTBA KBAPTIEBOTO CTEKNA M W3IESTHIT U3 HETO.

TepMHHAEI, yCTAHOBICHHEE CTAHIAPTOM, 08S3aTeIBHEL TS IPUMEHEHHSA B TOKYMEHTALIMHA BCEX BH-
OB, HAYYHO-TEXHWYECKOH, Y9eOHOH U CIIPaBOYHOH THUTCPaTypE.

Jm Kakmoro MOHSATHS YCTAHOB/ICH ONHH CTAHIAPTH30BAHHEIH TepMUH. IIprMeHEHHE TePMHHOB-CH-
HOHUMOB CTAHTAPTH30BAHHOTO TePMIHA 3amperinaerca. HemomycTHMEE K TPUMEHEHUIO TEPMITHEI-CHHO-
HHME TIPUBEIEHKT B CTAHIAPTE B KATECTBE CMPABOTHEIX W 0Bo3HATeHE «Hmm».

JIng OTIeNmBHEIX CTAHIAPTH3OBAHHEIX TEPMHHOB B CTAHTAPTE TIPHUBEIEHE B KATECTBE CHPABOTHEIX
KpaTkHe GOPMEL, KOTOPHIE PA3PEINAETCS MPUMEHSTE B CIYUASX, HCKITKYAKIINX BO3MOKHOCTE HX PA3IIAY -
HOTO TONKOBAHHS. ¥CTAHOBIGHHKE ONPEIETCHUS MOKHO, MIPH HEOOXOIMMOCTH, H3MCHATE 110 hopMe H3-
TMOKEHHSA, HEe JTOIMYCKas HAPYIICHAS TPAHWI] IIOHSTHH.

B cmydanx, korma HeoOXOIHMEIE W TOCTATOYHEIE IPH3HAKH MOHATHS CONEPKATCA B OYKBATBHOM 3HA-
YeHUN TEPMMHA, OTIPETeNeHIe He TIPWBETEHO, H, COOTBETCTBEHHO, B rpacde «OmnpegeneHmes TMOCTABIEH
MPO9EpK.

B crannmapre B KAYeCTBE CHPABOTHEIX TIPUBENEHE HHOCTPAHHEIE 3KBUBATEHTH CTAHIAPTH3OBAHHEIX
TepMHHOB Ha Hemenkowm (D)), anrnmiickoMm (E) m dpannysckom (F) a3mkax.

B crannapre npuBeneHE andaBUTHEE YKA3ATETH COJIEPKAIIMXCH B HEM TEPMIHOB HA PYCCKOM SI3EIKE
H MX MHOCTPAaHHEIX SKBHBAICHTOB.

CTaHmapTH30BAHHEIE TEPMHHEL HAGPAHET MONYKHPHEIM HIPHGTOM, HX KpaTkasd opMa — CBETIRIM, a
HEIOMYCTUMEIC CHHOHHMEL — KYPCHBOM.

Hznanne odmmuaasHoe IlepeneuyaTka pBoCHpemeHa

*
Ilepeuzdanue (cenmaipe 2006 2.).
© M3patenbCcTBO CTaHAApTOB, 1980
© Cranmaprandgopm, 2006
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BHABI CTEKJIA

1. Ksapuneroe crexio
Han. flraerenvii keapy
Quarzglas

Silica glass

Verre de quartz

IIpozpaunoe KBapnegoe cTeKIo
Durchsichtiges Kieselglas
Vitreous silica glass

Verre de quartz transparent

Henpozpaunoe KBapnesoe crexio
Quarzgut

Opaque silica glass

Verre de quartz opaque

OnrHiecKoe KBapnesoe CTeKIo
Optisches Quarzglas

Optical silica glass

Verre de quarts optique

JlerHpoBaHHOE KBAPUEBOE CTEKIO
Quarzglas mit Zusitzen

Doped silica glass

Verre de quartz dopé

Kpapnesas kepamuka
Quarzkeramik
Quartz ceramics
Céramique de quartz

XAPAKTEPUCTUKH U JEPEKTHI B KBAP

MHOS MEQY TMEOgE mMEgW mEmge mmg

A

Brmouyenne B KBapHEBOM CTEKIE
Brorouenie

Glaseinschluss in Quarzglas
Inclusion in silica glass
Inclusion en verre de quartz

® mmg

Kpucrannnyeckoe BKIOYEHHE B KBAPIIEBOM CTeKie
Kprcrannnaeckoe BKIIOUEHHE
Kristallkeimeinschluss in Quarzglas

Cristalline inclusion in silica glass

Inclusion cristalline en verre de quartz

s mmg

CIeKI0BHAHOE BKIIOYEHHE E KBAPUEBOM CTEKIe
CTeKIOBHAHOE BKJIKIYEHHE

Glasartiger Einschluss in Quarzglas

Vitreous inclusion in silica glass

Inclusion vitreuse en verre de quartz

IIpozpaunoe BxMOYEHNE B KBAPUEBOM CTEKIE
ITpospaunoe BrIIOYEHNE

Durchsichtiger Einschluss in Quarzglas
Transparent inclusion in silica glass

Inclusion transparente en verre de quartz

Ilonynpo3paunoe BKMIOUEHHE B KBAPHEBOM CTEKIIE
TlonynpospauHoe BKIOUEHHE

Halbdurchsichtiger Einschluss in Quarzglas
Semi-transparent inclusion in silica glass
Inclusion semi-transparente en verre de quartz

HpO,Z[YKT OXJTAXKIACHHA pacioiaBa KpeMHE3eMa Ho
TBEPAOT® COCTOAHNA des KPHCTAMMH3AMI

Keapriepoe crexio, CHOCODHOE MPONYCKAaTh CBETO-
BOI MOTOK BHAWMOI OGIACTH CHEKTPA B CNOS 3aMAHHOH
TOIIWHBL ©e3 W3MEHeHWA HANPABIeHNA

Keapriepoe cTekiio, cogepxkaliee my3sipu, arddys-
HO PACCEHBAIOININE CBET W MPHAAIOINE eMy HErpo3pay-
HOCTB

Keapriepoe crexio, HOpMIpYEMOe 10 HapaMETPaM,
HPEAYCMOTPSHHEIM B HOPMATHBHO-TEXHNISCKON HOKY-
MEHTAIN ¥ IPEIHASHAYCHHOS UL  H3TOTOBIEHIN
OITIYECKIX AeTaneii

Kpapriesoe CTeKI0 ¢ BBOIHMEIME TETHPYIOIMH 70-
daskamu

Matepran, HonyTaeMeri 113 TORKOMUCTIE CHON CTek-
NO00pasHoi, aMopdHON TEVOKHCH KPEeMHNS 110 Kepa-
MHYECKOH TeXHOIOTHIT

HNEBOM CTEKJE U U3JEINAX U3 HETO

HHOIJOI[HOC TCIO B MACCC CTCKIIA, HAPYIIAKOIICS O1-
HOPOOHOCTE CTCKNA M OTMHYAKINCCCA OT HEro (1)]/131/1—
KO-XHMWYECKHMH CBOHCTBAMI

Broriowerne B KBapilepoM CTEKIE, MMEIOIee KPHC-
TAUTHYECKYIO CTPVKTYPY

beciieTHOE BKIIIOUCHIE B Kpaprepom CTEKIIE, OTIIH-
JAIMEECHd OT OCHOBHONM MACCHI IO TOKA3ATEN0 Tpe-
JTOMJICHMA

Broroyenne B KBapleBoM CTEKIIe, depe3 KoTopoe
MOXHO mpounTare Tunorpadexuii mpudt «Caprutypa

raserHas pyoieHas»

Broroyenie s KBApLEBOM CTEKIIE, Yepe3 KOTOPOE TH-
norpadekuii mpudT «lapauTypa rajeTHas pyoreHas»

TIIOX0 NMPOCMATPHUBACTCHA
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Henpo3paunoe BKTIOYEHHE B KBAPIEBOM CTEKTE
HenpospayHoe BKITIOYEHUE

Undurchsichtiger Einschluss in Quarzglas
Opaque inclusion in silica glass

Inclusion opaque en verre de quartz

Onruyeckas 0AHOPOJHOCTL B KBAPIEEOM CTEKITE
Onriaeckast OZHOPOIHOCTD

Optische Homogenitét in Quarzglas

Optical homogeneity in silica glass

Homogénéité optique en verre de quartz

ClioMeTas HEOAHOPOAHOCTL B KBAPIEEOM CTEKIE
Crorcras HeOTHOPOIHOCTh
Schichtigkeitsinhomogenitit in Quarzglas
Stratified inhomogeneity in silica glass
Inhomogénéité stratifiée en verre de quartz

CBHIIb B KBAPUEBOM CTEKIe
Cains

Schliere in Quarzglas

Stria in silica glass

Stries en verre de quartz

. Toueunas CBMIIb B KBAPUECBOM CTCKIE

Touewnaa cauns

Punktschliere in Quarzglas

Point stria in silica glass

Stries ponctuelles en verre de quartz

MenKosepHueTas HEeoJHOPOIHOCTL B KBAPIEBOM
crexne

Menko3epHHCTaS HEOAHOPOTHOCTE

Griesigkeit in Quarzglas
Micrograin inhomogeneity in silica glass
Inhomogénéité microgranulée en verre de quartz

¥Y3n0Bas CBWIb B KBAPLEBOM CTEKIIE
V3nosas cBIIb

Knobenschliere in Quarzglas

Knot stria in silica glass

Stries en noeuds en verre de quartz

IIy3b1pb B KBAPLEBOM CTEKIE
IIy3kiph

Blase in Quarzglas

Bubble in silica glass

Bulle en verre de quartz

Momka B KBapuesoMm CTexe

Moruka

Blasenschleier (Grasse < 0,05 mm) in Quarzglas
Bubbles (mesh < 0,05 mm) in silica glass

Bulles (mesh < 0,05 mm) en verre de quartz

Henponnag B KgapuespoM crexie
Hemponnas

Ungeschmolzenes in Quarzglas
Infused region in silica glass
Région infondue en verre de quartz

BrrrodeHne B KBAPTIEBOM CTEKIE, Yepes KOTOpoe TH-
norpadckuit mpundt «aprurypa raserHas pyoieHas»
HE TPOCMATPHBAETCS

[lokasaTenb KaTecTsa, NapaKTepH3yIOMHICS OTKIO-
HEHHeM IOKA3ATEIs [IPSTIOMISHIS KBaplieRoro CTeka &
OJHOM HATPABICHITN

Hedekr, XapakTepu3yionuics HAPYIIeHHeM OnTi-
YeCcKOl ONHOPOIAOCTH B KBAPIEBOM CTEKIE IO CIIOAM,
PACITIONIORKEHHBIM TTAPATIETHHO MOBSPXHOCTH PacTeka-
HHA PACIITABA

Heddekr B BHIe NMPO3PATHOrO YIACTKA KBAPIIEBOTO
CTEKIA, OTIHIAIONIErOCs 110 MOKA3ATEN IPeJIOMISHIS
OT OKPYRAIONIEH MACCH CTEKITA

CBIIE B KBaprecpoM CTEKIIC, COM3IMEpHMad ¢ pasMe-
paMH 3€pHA, ¥M3 KOTOPOTO HATITABIEHO CTEKIIO

Hedekr B BAAE TOYCTHBIX CBIUIEH, PABHOMEPHO pac-
HpeneNne AR 0 Beel Macce KBAPIEBOTO CTEKIIA, SBIL-
OMAACA  CHENCTBHEM — M3MEHEHWS  IIOKa3aTess
NPEIOMIIEHIS B 3epHAX KBAPL@ [IPH IIABKE

Crriore B KpaplieBoMm CTekiie B opme yaia, 1acto ¢
OTXOOAIIMMH OT Hee BEITSHYTBIMI CBIUISIMH

Hedexr B Bime 3aMKEVTON MOIOCTH, 3AMONHEHEOMN
rasoM B MAacce KBapIieBOTO CTEKIIA

Ilyspipii B KBAPIEBOM CTEKIIE PASMEPOM MeHee
0,05 MM

O6nacte HEpacCILTaBICHHOT O ChIPphs B MACCE KBapILic-
BOro CTEKIa
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22. Hanpsaxenwe B KBAPIEBOM CTEKNE
Hanpsokere
Han. Hamsaxcenue 6 keapuesom cmerae
Glasspannung in Quarzglas
Tension in silica glass
Tension en verre de quartz

mEg

[R]
L

Pa3HOTOMUMHHOCTD THAHYTOrO M3JENHs W3 KBapue-
BOIO CTEKJIA

PazroTonmnAHOCTE

Dickenunterschied des Quarzglaserzeugnisses
Different thickness of silica glass ware
Epaisseur différente d’une pitce de verre de quartz

g

b
b

Kannnnap B u3aenmsax w3 Kpapunesoro creknia
Kammsap

Kapillare in Quarzglaserzeugnisse

Capillary in silica glass ware

Capillaire en une piéce de verre quartz

mEg

25, PedpucrocTh H3AEHHA H3 KBAPIEBOIO CTEKIA
PeoprictocTs

Rippigkeit des Quarzglaserzeugnisses
Unsmooth surface in silica glass ware

Nervure en une piéce de verre de quartz

= Eg

26. TpemuHa B M3AETHH W3 KBAPIEEOTO CTEKIA
Tpemmaa

Riss in Quarzglaserzeugnisse

Crack in silica glass ware

Fissure en une piece en verre de quartz

il

27. Tloceyka HA MOBEPXHOCTH W3AENHA W3 KBAPUEBOTo
CTEKIA
TToceuka
D. Schrenkrisse auf der Fliche des Quarzglaser-
zeugnisses
Surface crack in silica glass ware
Fissure superficielle d’une pitce en verre de quartz

=

28. BLIKOJKA HA DNOBEPXHOCTH H3JEIMA M3 KBAPUEBOIO
CTEKTa

Brixonka

Aussprung auf de Fliche des Quarzglaserzeugnisses

Cavity on the surface of silica glass ware

Cavité superficielle d’une pigce en verre de quartz

mEg

b
O

Iapanuna Ba NOBEPXHOCTH MJENHS M2 KBAPLEROIO
CTEKTA

HMapanura

Glasritze auf der Fliche des Quarzglaserzeugnisses

Scratch on the surface of silica glass ware

Ecorchure superficielle A une piéce en verre de quartz

g

[¥S]

0. TloreprocTs M3AenHii W3 KBAPIEBOTO CTEKIA
TlorepTocTs

Abgeschabtigkeit des Quarzglaserzeugnisses
Roughness in silica glass ware

Calvitie d’une piece en verre de quartz

il

[¥S]
—_

CKoll B H3ICIHH H3 KEAPUEEOIO CTEKIA
Cxon

Abhacken in Quarzglaserzeugnisse

Cut in silica glass ware

Cassure en une piece en verre de quartz

g

CocTosHIe KBAPIEBOTO CTEKIE, CIPYKIVPHOE KN
TEPMHYCCKOE, BRI3LIBAIOIICE TOJSIPHIALIIO ITPOXO/IAIIe-
Io cBETa

Pasmgina TOMIMMAB CTEHKH TAHYTOrO W3CH 113
KBApPLCBOro CTCKIA B €0 pa3MMYHBIX CECHCHMAX IO JIJTH -
HE

HedeKr B BH/IE TONOCTH BEITSIHYTOH GOPMEI MATIOT0
CEYCHIS B MACCE KBAPLEBOIO CTEKIIA

HedexT B BHAC HEPOBHOCTH MOBEPXHOCTH TAHYTOIO
W3HEHs 13 KBapLeBOTO CTEKIA, PACIIONOKEHHOI 1o 06-
pasyiomei

Hedekr B 8O pACKONA B MACCE KBAPLEBOro CIEKA,
MPH KOTOPOM H3IEIHe COXPAHIET CBOI dhopmy

Hedekr B BAzie HerTYOOKOH MOBEPXHOCTHOIM Tpemy-
HBl B KBAPIIEBOM CTEKIIC W H3IETUAX W3 HEro

HedeKr B BiIE HOBPEeXKNSHII IIOBEPXHOCTH H3IEIIIL
M3 KBAPIEBOTO CTEKIA C PAKOBICTOH CTPYKTYPOI H3I0-
Ma

HedeKr B BIIe HENpPePHIBHON TS MENKIX BHIKO-
JOK HA MOBEPNHOCTH KBAPIIEBOTO CTEKITA

HedeKT B BAE NMEPOXOBATOCTH HA TTOBEPXHOCTH M3~
HeNHs W3 KBAPIEBOrO CTEKIA, MMEKMI TOKATHHBIT
xapakrep

Hedekr B BUe MOBPEKISHIS ¢ PAKOBUCTON CTPVK-
TYPOt, PACTONOKEHHOr0 Ha nepecedering oopasyomeit

W3OENs M3 KBApLHeBore CTekiia ¢ ero Topuom
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BMATHHA HA NOBEPXHOCTH HINENHS M3 KBAPIEBOTO
CTEKIA

BuvaTraa

Beuge auf der Fliche des Quarzglaserzeugnisses

Surface defect in silica glass ware

Fosse sur la surface d’une pigce en verre de quartz

HC@)CKT B BHIC MECTHOIO HAPYIMESH A AMKH JITH Ka-
HABKHM H4 MOBCPXHOCTH W3ACTHA M3 KBAPLCBOIO CTCKTA

KBAPIIEBOE CBIPBE 11 ITPUMECH

Topuwiit xpyeram
Bergkristall

Rock crystal
Cristal de roche

JpiMaaTsid KBapn
Rauchquarz
Smoky quartz
Quartz fumé

Mopuon
Morion
Morion
Mormorion

AunbHbiii KBapn
Gangquarz
Gangue quartz
Quartz de gangue

T'panymMpoOBAHHBIA KUIbLHLIH KBAPI
Granulierter Gangquarz
Gangue granular quartz
Quartz de gangue granuleux

Moxouno-0enblil KUIbHbI KBAPL,
Milchgangquarz

Gangue milk-white quartz
Quartz de gangue opaque
Keapueebiii necok

Quarzsand
Quartz sand

Sable de quartz

HekyccTBeHHble KPHCTALTLL KBAPHA

Hrun. Cunmemuseckue Kpucmanibl Keapya
Kiinstliche Quarzkristalle
Artificial quartz crystals

Cristaux artificiels du quartz

CHMHTETHYECKAA IBYOKHCh KPEMHHS
CIK

Synthetisches Silizinmdioxyd
Synthetic silica

Silice synthétique

JIerHpOBAHHASA CHHTETHYECKAS JBYOKHCh KPEMHMSA
CIIIK

Synthetisches Siliziumdioxid mit Zusitzen
Synthetic doped silica

Silice synthétique dopée

. MunepaibHbIE NPUMECH B KEAPIEEOM ChiPhe

MuHepanskHbIE TPHMECH

Mineralbeimengungen in Quarzrohstoff

Mineral impurities in quartz raw

Impuretés minérales en matiére premiere de quartz

HeoxkparreHnag Mpo3pagaas PasHoBHIHOCTh TIPH-
PONHBIX KPHCTAIUIOB KBapIa

PasHoBugHOCTE IIPHUPOOHEIX KPHCTANNOB KBApLA,
HMCHOINHUX AbIMYATYIO0 OKPACKY

Pa3HOBHAHOCTh TIPHPOTHEIX KPHCTATIOB KBapIA,
HMEOTIHX Y PHYI0 OKPACKY

KuinHag roprad mopoaa, riIaBHEIM MATEPHATIOM KO-
TOPOI SBISETCS KBapil

Kumbrenit KBapii, NpencTaBisronmi cobolt mioT-
HEIl arperaT mpo3pavHbiX OKPYIIEIX KPHCTAIIOB, Ipa-
HyJ KBapl@a

ZKiureHeN KBapIl, MPeacTasisionii coboii arperar
HEIPO3paYHEX 3¢PEH KBAPL@A NPON3BOILHON GOpMEN I

pasmepos

Prnoras ocapouHas TOpHAasdA Inopoga ¢ pasMepoMm 3¢-
PEH MCHES 1 MM, TITABHEBIM MHIHEPAIOM KOTOPOI SABNsAET-

CHA KBapi|

Kprcrammageckad MOTUMIKANNA KpeMAe3eMa, TIo
CIPYKTYPE COOTBETCTBYIONIAS KBapIly, BEIPAIISHHOMY
HCKYCCTBEHHBIM ITYTEM

TMommmucneperas aMopdHAS ABYOKHCH KPEMHTS,
ABJIOMASCS IPOIYKTOM TEXHOJIOTHIECKOro IMporecca

CHHATETHYEeCKAA ABYOKHMCE KPCMHHWA, TIOTYYCHHAA
IIYTEM XUMHYECCKOro COCOVMHEHNA IBYOKHCH KPEMHIST C
JNETHPYIOIMUMI KOMIIOHEHTAMM

3epHAa WNH Arperathl 3epeH JPYTHX MHHEpPaIoB,
BCTPEYAIOMINECS B KBAPLEBOM CHIPEE M I[MPONVKTAX €ro
oborarenins
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TexnoorHyecKne npuMecH B KEAPUEBOM ChIpbe
TexHOMOTHYECKHE TPHMECH

Technologische Beimengungen in Quarzrohstoff
Technology impurities in quartz raw

Impuretés technologiques en matiere premiére
de quartz

Bemecreennbiii COCTAB DpuMeceidl B KBAPIEBOM
chipbe

BernecTseHHBIN coOCTaB MPHMECEHR

Verunreinigungszusammensetzung in Quarzrohstoff

Impurity composition in quartz raw

Composition des impuretés en matitre premiére

de quartz

Bxmouenne B xpapue
Quarzeinschluss
Inclusion in quartz
Inclusion en quartz

T'az0B0-KHAKHE BKIIOYEHHS B KBApUE
(Gas-Flussigkeiteinschliisse in Quarz
Gas-liquid inclusions in quartz
Inclusions gazeuses-liquides en quartz

Jlerkas dpakuus B Kgapue
Leichte Fraktion in Quarz
Light fraction in quartz
Fraction légére en quartz

Taxenas dpaknua B KBapue
Schwere Fraction in Quarz
Heavy fraction in quartz
Fraction lourde en quartz

Pynnas taxenas pakuua B Kgapne
Pynnas dpaxuws

Schwere Erzfraktion in Quarz
Heavy ore fraction in quartz
Fraction lourde de mineral en quartz

ANnapaTypHEe  Sarps3HeHs,
KBapriesoil Kpynke

BCTPECUANOONCCA B

Cocras win COOCPXNKAHNE XUMIYCCKIX, ra3oBo-2KHI-
KHX, MWHEPAIbHBIX, TEXHOJIOTMYECKHX TMpPHMECEHd B
KBapreBoM CRIPEE MM IMPOIVKTAX ero oboraler s

Hroponmoe Teno, 3aXBATeHHOE KPHCTALIAMI FITH
3EPHAMI KBaplia B MPOIECce pOCTa U MeTaMOpdiamMa

MHHCP&HBHHC LT TEXHOOIrHYECKIIE NPUMECI, BbI-
ACNICHHEIC W3 KBAPLEBOTO CEIPRA U obmagaoe MeHb-
wieyt, YeM y KBapua, IIOTHOCTLK

MI/IHGP&]’[LHHE WA TCXHOMOTHYCCKHUE MPUMECH, BhI-
OCICHHBIC M3 KBAPLICBOIO ChIPLA W obnagaromye 00Nb-
me, gyem ¥ KBapLd, MIOTHOCTEKY

Tsxenas ppakuysa B Kpapiie, 00Magaomas oTHOC-
ThI0 Gonee 2,9 107 xr/ve

IOATOTOBKA KBAPHIEBOI'O CbIPbiA

TIpeapapurensnoe o0orAIIENE KBAPIA
Quarzvoranreicherung

Preenrichment of quartz
Pré-enrichissement du quartz

Tiuyboxoe oforamenne Kpapua
Quarztiefanreicherung

Deep quartz enrichment
Enrichissement & fond du quartz

Tepmonpoduenne Ksapua
Quarzthermozerkleinerung
Thermocrushing

Concassage thermique du quartz

TepMoobecnBeuMBanue KBapua
Quarzthermoentrirbung
Thermodiscolouration of quartz
Deécoloration thermique du quartz

XuMHueckoe o0Oralmenne Keapua
XuMugeckoe oborareHne
Chemische Quarzaufbereitung
Chemical quartz enrichment
Enrichissement chimique du quartz

Qooramenie Kapi@a WIS TOMYISHIS 1P OMERYTOq-
HOTO MPOAYKTA KBAPIEBOTO CHIPEA

OGoramenne Kpapra g TONYICHIS KBapLeBoi
KPVITKH, OTBETAIOMEH Mo IOKA3aTe M KaTeCTsa VPOR-
HIO, HEOOXOTHMOMY /9 MPOH3BOACTRA H3 Hee Mpo3pad-
HOTO KBAPLIEBOrO CTEKITA

OOXHAT U MOCIENVIONISe PE3KOE OXTAKISHIIE KBap I,
B PE3V/ILTATE KOTOPOTO MPOMCXOINT CHIDKEHHE MENAH-
YeCKO MPOYHOCTH KBapIa

Vaanenwe oxpackw KBapla TepMHYeCKod odpabor-
KO

Oboramenne KBapl@a, OCHOBAHHOE HA Pa3THIHON
pPACTBOPHMOCTH B XUMHMYCCKHX PCATCHTAX 3CPCH KBAPLA

W npuMeceit
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OTrTHpKa KBapna
Quarzabreiben
Rubber of quartz
Frottement du quartz

XuMmuyeckast OTTHPKA Keapua
Chemisches Quarzabreiben
Chemical rubber of quartz
Frottement chimique du quartz

MarnuTnoe oforalense Keapua
Magnetische Quarzaufbereitung
Magnetic quartz enrichment
Enrichissement magnétique du quartz

DekTpHueckoe 000raueHne Keapua
Elektroentladungszerkleinerung
Flectric quartz enrichment
Concassage par décharges électriques

HPOAYKTHI OBOTAIIIEHNWA W 110

Keapnepasa kpynka
Hon. HMuxma
Koryenmpam
Keapuesas wioona
Quarzgriess

Quartz grain
(Grains de quartz

Jlernposanuas Keapuesas Kpynka
Legierter Quarzgriess

Doped quartz grain

(Grains dopés en quartz

IIpoMeayTouHBIil IPOAYKT KBAPUEEOrO ChIPbLI
Zwischenprodukt des Quarzrohstoffes
Intermediate product of quartz raw
Produit intermédiaire en quartz

Oboramenne KBapua B MIOTHOH IIYNbIC, OCHOBAH-
HOE HA pasmuyHOl CrIOCOOHOCTH K HCTUPAHNK KBapIla
W MUHEPaTbEHBIX HpI/IMGCGﬁ

OTTupka KBapra ¢ TOTYTHBM XUMHUYECKUM 000Ta-
HeHUeM

O6oramenye Ksapria B MAaTHHTHOM WK 3MEKTPOMAr-
HHTHOM TIOJNE, OCHOBAHHOE HA PAITHYMH MATHHUTHLIX
CBOVICTB 3epeH KBaplia U npumMeceil

Qboramenie Ksapi@a 8 3MEKTPHICCKOM I0JIe, OCHO-
BAHHOS HA PAIMCHE ISKTPIMecKiK CBOMCTE 3eped
KBapia o npuMecett

ITOTOBKH KBAPITEBOTO ChIPHA

Koneunriii npogykt oboraienns Keapia, Gpakim-
OHHPOBAHHEI 110 KITACCAM KPYITHOCTH

Kpapriesas Kpynka ¢ BBEHNSHHBIMI JISCHPVIOMIFMEA
noGaBKaMi

TIpoaykT oOpaboTKi MCXOIHOTO KBapha, hpakimo-
HHPOBAHHEI II0 KJIACCAM KPYIIHOCTH M MPOLIEIIIiii
NpenBapUTENLHOE 00oTraleH e

MMOJYYEHHUE KBAPIIEBOTO CTEKIA U U3JAEIWNA U3 HETO

Hannagnenue KBapnegoro crexma
Quarzglasanschmelzen

Silica glass melting

Fondage du verre de quartz

ILnaBKA KBAPUEBOTO CTEKIA
Quarzglasschmelzen
Melting of silica glass
Moulage du verre de quartz

DirekTporepMuuecKoe
CTeKna
DNeKTPOTEpMHUUECcKIH criocod
Elektrothermisches Quarzglasanschmelzen
Electrothermal melting of silica glass
Fusion ¢electrothérmique du verre de quartz

HANPABJACHHE KBAPLHEBOrO

T'azonIaMeHHOe HANMABJNEHHE KBAPNEBOTO CTEKTA
TazonmnamerHei cniocob
Gasflammgquarzglasanschmelzen

Gas-flame melting of silica glass

HOJ‘[Y‘IEHI/IE KBApPICBOIG CICKNd TILTABICHHCM pas-
JIMIHBIX BHIOB KBApLEBOTCG CHIPHA

Harmnasnerne KBApLEBOrc CTEKJId MIH IOIYYCHHC
34roTOBKIL VMK W34S 03 HEro

Harmnasnerne KBAPLEBOTO CTCKJIA B SJICKTPOIICYAX

Hamnasnere KBapriegoro CIeKiid B ra3oKHCIOpOI-
HOM IINTaMEHH

Fusion en gaz-flamme du verre de quartz
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Ilapodaznpiii CHHTE3 KEAPIEBOTO CTEKIA
TTapodasmeni cuaTes
Han. Beicokomemnepamyprpil 2UOpoiu3 Keapyeeo-
20 cmexaa

Quarzglasdampfphasensynthese

Synthesis in vapour phase in silica glass

Synthése en phase de vapeur du verre de quartz

BLICOKOYACTOTHOE ILIAZMEHHOE HAILTABTEHHE KBAP-
IEBOI0 CTEKNA

TInasMeHHBIH cnocod
Quarzglaschochfrequenzplasmaanschmelzen
High-frequency plasma silica glass melting

Fusion a plasma a haute fréquence du verre de quartz

OnHocTaaMiiHOE NPOMIBOACTEO H3JEIHA M3 KBApue-
BOI0 CTEKIA

Einstadienherstellung der Quarzglaserzeugnisse
One-stage method of ware production of silica glass
Production a un stade des articles en verre de quartz

JByxcraaminoe nPpOU3BOACTEO HIAETUH W3 KEapue-
BOTO CTEKNA

Zweistadienherstellung der Quarzglaserzeugnisse
Two-stage method of ware production of silica glass
Production a deux-stades des articles en verre

de quartz

Keapuenysnas oOpaborka wapenmii M2 KBapuesoro
CTEKIA

Quarzglasblisenbearbeitung der Quarzglaser-
zeugnisse

Quartz blowpipe treatment of silica glass wares

Traitement d’insuffulation de quartz des articles

en verre de quartz

OCTeKTOBBIBAHME M3IENHS M3 KBAPIEEOH KEPpaMMKH
OcTeknoBLIBARTE

Quarzkeramikverglasung

Vitrification of quartz ceramic ware

Vitrification d*un article en verre de quartz
OBOPYITOBAHUE IS5 TIPOU3B

Kpapuennagunsnaga neus
Quarzschmelzofen
Quartz melting furnace
Four de fusion de quartz

Hnaykunonnas KBapuenraBWiLHAA Nedb
Induktionsquarzschmelzofen

Induction quartz melting furnace

Four de fusion de quartz a induction

Kpapuennagnisnas neds ConpoTHBICHUA

Tleas conpoTHBIeHNSA
Widerstandsquarzschmelzofen

Resistance quartz melting furnace

Four de fusion de quartz 4 induction a résistance

Tureas,Haa KBAPNEITABUITLHASA Db
TwurensHas neyn
Quarzschmelztiegelofen

Crucible quartz melting furnace

HOJ’[Y‘ICHI/IC KBapresoro CTeKina MeTogoM OKUCIEHITA
Napoe COSTWHEH I KPEMHANS

Haroragnerue xKsaplieporo crekia B BEICOKOTIACTOT-
HOW HU3KOTEMIEPATYPHOHA nasve

TIpow3BONCTBG, MPH KOTOPOM HA OJHOIT YCTAHOBKE
OTHOBPEMEHHO TPOM3BOMHTCA HAIIARIESHIE KBAPIEBO-
IO CTEKIA ¥ BEIPADOTKA 3 HErd W3MeITis

TIpow3BONCTBG, MPH KOTOPOM HA OJHOIT YCTAHOBKE
HATUTABNSAIOT KBAPIEBOE CTEKIIO, & HA IPYroil yCTAHOBKE
BRIPAOATHIBAIOT Y3IENHS W3 3TOTO CTEKITA

Tepmuueckas oGpaboTKa 3aroTOBOK W3 KBAPIEBOTO
CTEKJIA C IIOMOLIBIO0 KBAPLEAYBHON ropeiku

Tepmrgeckas 00pabOTKA U3NETHA H3 KBAPLICBOH Ke-
PAMIUKH, TPHBOOANIAS K IEPEXOy B CTEKIIO ¢ IIOBep-
XHOCTH HITH 00beMa

OJICTBA KBAPIIEBOTO CTEKIA

KpapriennasunbHasg NMeYb, B KOTOPOI pacrinaBieHue
KBapIEeBOH KPYMKWA TPOU3BOIWTCS B TATIE W3 rpadwta
FUTH JPYroroe OrHEYIIopHOre Martepuana

Four de fusion de quartz 4 creuset
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Crepxneras KEAPUENIABHILAAA NeYh
CrepxXHeBas Iedb

Quarzschmelzstabofen

Rod quartz melting furnace

Four de fusion de quartz a barre en graphite

PoTtopnas KBAPNENTABUILAAA NEYb
PotopHas neyn
Quarzschmelzrotorofen

Rotary quartz melting furnace

Four rotatif de fusion de quartz

TLiasMennas KeapuerasuiibHAs nedb
TInasmeHHasd MeIh
Quarzschmelzplasmaofen

Quartz plasma furnace

Four de fusion de quartz i plasma

I'azonraMennas KaApueITABWILHAA NEdb
TasonnaMerHas nedhb
Quarzschmelzgasflammofen

Quartz gas-flame furnace

Four de fusion de quartz i gaz-flamme

Topenka razonraMeHHo# KBAPIEILTABAILHOH neau
Gasflammquarzschmelzofenbrenner

Burner of gas-flame quartz furnace

Bec du four a gaz-flamme de fusion de quartz

Keapuenyenas ropeaka
Quarzglasbliserbrenner
Quartz blowpipe burner
Bec d’insufflation de quartz

KpapreniasrisHas medb, B KOTOPOIT HArpeBaTenem
SABMAETCA TPAHTOBEIT CTEPKEHD, PACTIONOXEHHLIT B
LEHTPE TN 10 ee OCH

CrepskHeBast KBaplEeNNaBiUIbHAS MEYL ¢ BPAlIA0-
meics KaMepoit

KB&[JL[C]‘IJ’I&BPIJ’[BH&H eYb, B KOTOPOA HAIIIABIEHNE
KBapreBoro CTEKa IMporcxXeanT 3a CUST TEILTA, BbIaC/ A~
EMOTO (baKﬁJ‘[OM BEICOKOYACTOTHOW TIA3MEBL

KB&pLLEHJ'[aBI/IJ'[BHaH neYysb, B KOTOPOH HATIIABIEHWE
KBapreBoro CTEKa IMporcxXeanT 3a CUST TEILTA, BbIaC/ A~
HOIMErec Ipy CropaHiy rasa

YeTpoiicTBO I8 COBNAHWS BHICOKOTEMITEPATYPHOTO
Ta30KACTOpoIHOre Gakena B ra3omnaMer ol Keaprie-
TUIABIIIBHOMN TIeT

YCTpoHcTBO ¢ BHYTPEHHIM CMEIISHIEeM rasa, obec-
TIETHBAIOMSS MOMYICHHE 3aTAHHON TEMITEPATYPHI Ha 3a-
JAHAOM PACCTOSHHH OT 3TOTO YCTPOHCTRA

MPOAYKTHI TIPOM3BOACTBA U3 KBAPIIEBOT'O ChIFLA

DIEKTPOHANIABIEHHOE KBAPIEBOE CTEKIIO
Elektrogeschmolzenes Quarzglas

Silica glass melted by electrothermal method
Verre de silice fondé par procédé électrothermique

T'azonannasiieHnoe KBapuesoe CTeKIo
Gasgeschmolzenes Quarzglas

Silica glass melted by gas-flame method
Verre de silice fondé par procédé en flamme
a Poxygeéne

IIapocuuTeTHIECKOE KBAPUEBOE CTEKIO
Dampfphasensynthesequarzglas

Silica glass made by sinthesis in vapour phase
Verre de silice fabrique par synthése en phase
de vapeur

ILna3MeHHOE KBAPUEEOE CTEKIO
Plasmageschmolzenes Quarzglas
Silica glass melted in plasma
Verre de silice fonde en plasma

IIapocunTeTHYECKOE ILIA3MEHHOE CTEKIIO
Dampfphasensynthetisches  plasmageschmolzenes
Quarzglas
Silica glass made by synthesis in plasma
Verre de silice fabriqué par synthése en plasma

O0beMHO-0AHOPOAHOE KBAPLEBOE CTEKI0
Riumlich homogenisiertes Quarzglas
Volume-homogeneity silica glass
Verre de silice 4 homogénéité volumeétrique

Ksaprieoe CTEKII0, MTOIYYIEHHOE 3ICKTPOTEPMITIEC-
KIHM CIIOCODOM

Kpapriiepoe cTexno, MONy4eHHOE Ta3OoniIaMeHHbBIM
criocobom

Keapiieroe crexio, nomydaeHHoe napodasHbM CHH-
TE30M Ta30IUTaMEHHBIM CIIOCO00M

Ksapriesoe cTekio, MONYYEHHOE TUIASMEHHBIM CIT0-
cobom

IInasmernroe KBaprepoe CTEKIO, IHNOMYICHHOS ITapo-
(i)aBHHM CHHTE30M

KB&[JL[CBOC CTEKIIO, B KOTOpPOM OINTHYSCKAA OOHO-
POOHOCTE COXpaHACICA B TPEX B3AMMHO NEPICHINKY-
JNAPHBIX HANPABICHHAX
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TepniiH

Onpenenenue

89. BuoK KBApUEBOTro CTEKIA
D. Quarzglasblock

E. Block of silica glass

F. Bloc du verre de quartz

90. JIMCK KBAPNEBOTO CTEKIa
D. Quarzglasdisk

E. Disk of silica glass

F. Disque du verre de quartz

3aroToBKa KBapLEBOro CIeKIa [FUTHHIPHIeCKON
QOPMEN ¢ OTHOMIGHHEM BEICOTH K MHMAMETPY OOJIbINe
COUIIED

3aroTopka KBAPLEBOIO CTEKIA LITHHIPHYECKON
(I)OIJMH C OTHOINCHHEM BBRICOTEI K AMAMETPY MCHBIC
COMHHIIBI

AT®ABUTHBLIN YKA3BATEIL TEPMUHOB HA PYCCKOM fA3BIKE

BJIoK KBapnegroro cTekna

Bxorouenue

Bxmouenue B kpapne

BKiIoueHMe B KBAPIERBOM CTEKITE

Brinouenue g KEApUEBEOM CTEKIE KPHCTAILIMECKOE
Brinouenue g KEAPUEEOM CTEKIC HENPO3paYHOe
Brinouenue g KEAPUEEOM CTEKIE NONYNPO3paAYHOe
Brinouenue g KEApUEBEOM CTEKIE NPo3padnoe
Brinouenue g KBAPUEEOM CTEKIE CTEKIOBHIHOE
BxrogeHne KpHCTATTHISCKOS

BxrrogeHne HEmpospagyHoe

BrorrogeHne monypospasaoe

Bxorrogenue npospagHoe

BKITHOYEHIE CTEKITIOBHITHOE

BKoueHus B KBAPIE TA30B0-KHIKHE

Byartraa

BMATHHA HA NOBEPXHOCTH H3JETMS W3 KEAPNEBOTO CTEKTA
Brikonka

BbIKOJIKA HA NOBEPXHOCTH M3JENMS U3 KBAPUEBOTO CTEKIA
Tuopoaus Keapueeozo cmexad 6blCOKOMEMREDATYPHBLI
T'openka ra3omraMenHol KBAPNEILIABMILHOM neun
Topenxa ksapnenysnas

JBYOKNCH KPEMHMS JICTHPOBAHHASA CHHTETHUECKAS
JBYOKMCH KPEMHUS CHHTETHIECKAS

JIMCK KBAPIEBOTIO CTEKTa

Kamumap

Kanuunap B u3neTiu U3 KBapnesoro crekna
Knapn xuimsnbiii

Keapn KuibHblil rpaHyIHPOBAHHbLH

Kpapu KuibHbIH MOT04HO-0embI il

Keapn apiMuarsiid

Keapn ninagaenbii

Kepamuka kpapuesas

KpHeraluisl KEApIA HCKYCCTBCHHbIE

Kpucmaasnt keapuya cunmemuieckKue
Kouyenmpam

Kpynka xeapuesaa

Kpynka keapuesasi IernpoBaAHHAS

Mopuon

Momxka

MomKa B KEAPIEBOM CTEK)IE

Hannapnenus KBapueBoro crekia

89

46

12
11
10

12
11
10

47
32
32
28
28
67
&1
82
42
41
90
24
24
36
37
38
34

40
40
60
60
61
35
20
20
63
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HanraseHne KBApUEBOro CTEKIA ra30ILIAMEHHOE 66
HannagreHne KBapueBoro CTEKNA IAIMEHHOE BLICOKOYACTOTHOE 68
HannagreHne KBAPNEBOTO CTEKTA 3MEKTPOTEPMHYECKOE 63
Hanpsokene 22
Hanpsaenue g KBapuesoM CTEKIe 22
Hamsucenue e Keapuegom cmexie 22
HeoanopoanocTs B KBAMIEEOM CTEKIIE METKO3EPHUCTAA 17
Heoanopoanocers B KBAPIEBOM CTEKIIE CTONCTAS 14
HeoamopogaocTs MeKO3ep HHCTas 17
HeonropoarocTs CIoHcTas 14
Henpormnas 21
Henponias B KBapuesom cTexiie 21
OAHOPOIHOCTS B KBAPNEBOM CTEKIE ONTHYECKAS 13
OnHOPOIHOCTE ONTHYECKAS 13
Otoramenye Kpapna nrydbokoe 52
O0orameHne KBApIA MATHHTHOE 58
O0oraneHue KBapna npesapuTeaLHoe 51
Otoranmenue Kpapna XuMHIECKoe 35
OGoralmenue KBapua MeKTPHIECKOe 39
OborameHne XuMIaeckoe 35
O6paborka u3JenMil i3 KBAPNEBOIO CTEKNA KEAPUETYBHAS 71
OCTeKI0BEIBAHIE 72
OcTeKnoEbIBAHNE H1ETHIl U3 KEAPNEROH KEPAMMKM 72
OTTHpKA KBApUA 56
OTTHpKA KBAPNA XHMHYECKAS 57
TTecox KBapuegbrii 39
Ileus razonraMenHast 80
Ileus KEAPUIEILIABMIILHAA 73
Tleus KBAPNEILTABMIILHASA FA30MIAMEHHAS 80
TTeub KBAPNEILTABMILHAS MAY KIHOHHAS 79
TTeub KRAPUEILTABMILHAS ILTAZMEHHAS 79
Ileus KBAPHIEILIABMIILHAA POTOPHAA 78
ITeus KpapuenIABMILHAS CONPOTHBIEHHS 75
Ileub KBApIEILTABMNILHAA CTEPXKHEBAA 77
Ileus KBAPIEILTABMIILHAA THICIbHAS 76
Tlews masMmerHas 79
Tleus poTopHas 78
Tleys compOTHBICHHA 75
Ilews crepxkresas 77
Tleur THreTLHas 76
ILraBka KBapneporo crexna 64
TToceaxa 27
IToceuka Ha NOBEPXHOCTH H3AENHA H3 KBAPIEBOTO CTEKIA 27
TlotepTocTh 30
IToreproeTs H3neua U3 KBAPIEBOTO CTEKNTA 30
TIpumecH B KBAPIEEOM CTEKNIE MHHEPANBHbIE 43
ITpumecu B KBAPIEEOM CTEKIIE TEXHOIOTHYECKHE 44
TIpumecH MITHEPATEHBIC 43
Il priMecn TeXHOMOHIeCKIE 44
IIpoayKT KBApUEEOro CHpbA NPOMEKYTOUHBIA 62
TIponzBoacTRO HAENHIl W3 KBAPUEBOTO CTEKIA JBYXCTAHiiHOE 70
TTpoM3EOACTRO M3/IETMI M2 KBAPUEBOTO CTEKIA OIHOCTATHHNOE 69
TTy3eips 19
1Ly3biph B KBAPLEBOM CTEKITE 19
PaspoTonmiHHoCT 23
PazHoTOMUMHHOCTD H3ACHHA U3 KBAPIEBOTO CTEKNA 23

PebpucTocts 25



C. 12 TOCT 16548—80

Pedpucrocrs H3Te M H3 KEAPUEBOIO CTEKIA
CBruth

CBIIL B KBAPIEBOM CTEKITE

CBHIb B KBAPIEEOM CTEKIIA Y3I0BAS
CBIIb B KBAPNEBOM CTEKNE TOYEIHAS
CBIUb TOYEUHAS

CBHnb y3moBas

CIK

Cunres KBapueBoro CTeKia napogasnbii
CraTes napodasHelii

Ckon

CKON B W3/IETMH U3 KEAPIEEOTO CTEKIA
CIIJIK

Cocras npuMecei B KBAPUEBOM ChIphe BelleCTBEHHbIH
CocTas npuMeceil BemecTBe HHBIH
Croco® ra3omiaMeHHbI

Crocob nnasMenHbIi

Cnocod 3JeKTpoTepMIIe CKuil

Crekiio Ksapuesoe

Crekiio KEapnesoe Ta30HANIAETeHH0e
Crexiio KBapuesoe JIErHpOBAHHOE

CreKiio KEapuesoe Henpo3paunoe

Crexiio KEapunesoe 0GbeMHO-0/THOPOTHOE
Crekno Ksapuesoe onTH4ecKoe

Crexiio KEapuesoe naApoCHHTETHIECKOe
Crekiio KEapnesoe IazMeHHoe

Crexiio KBapuesoe ILIAMEHHOE NAPOCHHTETHYECKOE
Crexiio KBapuesoe npozpadHoe

Crexiio KBapuesoe SNeKTPOHAILIABIEHHOE
Tepmoapobaenne Kgapua
Tepmoobecneunsanue Kgapna

Tpeniaa

Tpewmna B w31eMA W3 KBAPUEEOTO CTEKIA
Dpakupa B KBApue Nerkas

Dpakuua B KBAPUE THKETAS

DpaKuia B KEAPIE THKETAS PYIHASL
@paximsa pymHas

Xpycram, ropubii

ITapamiaa

]_[apamma HA NOBEPXHOCTH M3ACIHHA H3 KBAPUEBOI0 CTEKIA

Huxma
TTwana keapuesas

AI®ABUTHBIN YKA3ATEIL TEPMUHOB HA HEMEIIKOM fA3BIKE

Abgeschabtigkeit des Quarzglaserzeugnisses
Abhacken in Quarzglaserzeugnisse

Aussprung auf der Fliche des Quarzglaserzeugnisses
Bergkristall

Beuge auf der Fliche des Quarzglaserzeugnisses
Blase in Quarzglas

Blasenschleier (Grasse < 0,05 mm) in Quarzglas
Chemisches Quarzabreiben

Chemische Quarzaufbereitung
Dampfphasensynthese

30
3
28
33
32
19
20
57
55
67
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Dampfphasensynthesequarzglas 85
Dampfphasensynthetisches plasmageschmolzenes Quarzglas 87
Dickenunterschied des Quarzglaserzeugnisses 23
Durchsichtiges Einschluss in Quarzglas 10
Durchsichtiges Kieselglas 2
Einstadienherstellung der Quarzglaserzeugnisse 69
Elektroentladungszerkleinerung 59
Elektrogeschmolzenes Quarzglas 83
Elektrothermisches Quarzglasanschmelzen 63
Gangquarz 36
Gasflammgquarzglasanschmelzen 66
Gasglammgquarzschmelzofenbrenner 81
(Gas-Flissigkeiteinschliisse in Quarz 47
(Gasgeschmolzenes Quarzglas 84
Glasartiger Einschluss in Quarzglas 9
(laseinschluss in Quarzglas 7
Glasritze auf der Fliche des Quarzglaserzeugnisses 29
(Glasspannung in Quarzglas 22
Granulierter Gangquarz 37
Griesigkeit in Quarzglas 17
Halbdurchsichtiger Einschluss in Quarzglas 11
Induktionsquarzschmelzofen 74
Kapillare in Quarzglaserzeugnisse 24
Knobenschliere in Quarzglas 18
Kristallkeimeinschluss in Quarzglas 8
Kiinstliche Quarzkristalle 40
Legierter Quarzgriess 61
Leichte Fraktion in Quarz 48
Magnetische Quarzaufbereitung 58
Milchgangquarz 38
Mineralbeimengungen in Quarzrohstoff 43
Morion 35
Optische Homogenitit in Quarzglas 13
Optiches Quarzglas 4
Plasmageschmolzenes Quarzglas 86
Punktschliere in Quarzglas 16
Quarzabreiben 56
Quarzeinschluss 46
Quarzglas 1
Quarzglasanschmelzen 63
Quarzglasblisenbearbeitung 71
Quarzglasblock 89
Quarzglasdisk 90
Quarzglashochfrequenzplasmaanschmelzen 68
Quarzglas mit Zusitzen 5
Quarzglasschmelzen 64
Quarzglasbliserbrenner 82
Quarzgriess 60
Quarzgut 3
Quarzkeramik 6
Quarzkeramikverglasung 72
Quarzsand 39
Quarzschmelzgasflammofen 80
Quarzschmelzofen 73
Quarzschmelzplasmaofen 79
Quarzschmelzrotorotfen 78
Quarzschmelzstabofen 77

Quarzschmelztiegelofen 76
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Quarzthermoentfirbung
Quarzthermozerkleinerung
Quarztiefanreicherung

Quarzvoranreicherung

Rauchquarz

Riumlich homogenisiertes Quarzglas

Rippigkeit des Quarzglaserzeugnisses

Riss in Quarzglaserzeugnisse
Schichtigkeitsinhomogenitiit im Quarzglas
Schliere in Quarzglas

Schrengrisse auf der Fliche des Quarzglaserzeugnisses
Schwere Erzfraktion in Quarz

Schwere Fraktion in Quarz

Synthetisches Siliziumdioxyd

Synthetisches Siliziumdioxyd mit Zusitzen
Technologische Beimengungen in Quarzrohstoff
Undurchsichtiger Einschluss in Quarzglas
Ungeschmolzenes in Quarzguias
Verunreinigungszusammensetzung in Quarzrohstoff
Widerstandsquarzschmelzofen
Zweistadienherstellung der Quarzglaserzeugnisse
Zwischenprodukt des Quarzrohstoffes

AIPABUTHLIN YKABATEADb TEPMUHOB HA AHTJIMACKOM A3BIKE

Artificial quartz crystals

Block ofsilica glass

Bubble in silica glass

Bubbles (mesh < 0,05 mm) in silica glass
Burner of gas-flame quartz furnace
Capillary in silica glass ware

Cavity on the surface of silica glass ware
Chemical quartz enrichment
Chemical rubber of quartz

Crack in silica glass ware

Cristalline inclusion in silica glass
Crucible quartz melting furace

Cut in silica glass ware

Deep quartz enrichment

Different thickness of silica glass ware
Disk of'silica glass

Doped quartz grain

Doped silica glass

Electric quartz enrichment
Electrothermal melting of silica glass
Gangue granular quartz

Gangue milk-white quartz

Gangue quartz

Gas-flame melting of silica glass
Gas-liquid inclusions in quartz
Heavy fraction in quartz

Heavy ore fraction in quartz
High-frequency plasma silica glass melting
Impurity composition in quartz raw
Inclusion in quartz

Inclusion in silica glass

Induction quartz melting furnace
Infused region in silica glass
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Intermediate product of quartz raw

Knot stria in silica glass

Light fraction in quartz

Magnetic quartz eirichment

Melting of silica glass

Micrograin inhomogeneity in silica glass
Mineral impurities in quartz raw

Morion

One-stage method of ware production of silica glass
Opaque inclusion in silica glass

Opaque silica glass

Optical homogeneity in silica glass
Optical silica glass

Point stria in silica glass

Preenrichment of quartz

Quartz blowpipe burner

Quartz blowpipe treatment of silica glass wares
Quartz ceramics

Quartz gas-flame furnace

Quartz grain

Quartz melting furnace

Quartz plasma furnace

Quartz sand

Resistance quartz melting furnace

Rock crystal

Rod quartz melting furnace

Rotary quartz melting furnace
Roughness in silica glass ware

Rubber of quartz

Scratch on the surface of'silica glass ware
Semi-transparent inclusion in silica glass
Silica glass

Silica glass made by synthesis in plasma
Silica glass made by synthesis in vapour phase
Silica glass melted by electrothermal method
Silica glass melted by gas-flame method
Silica glass melted in plasma

Silica glass melting

Smoky quartz

Stratified inhomogeneity in silica glass
Stria in silica glass

Surface crack in silica glass ware

Surface defect in silica glass ware
Synthesis in vapour phase in silica glass
Synthetic doped silica

Synthetic silica

Technology impurities in quartz raw
Tension in silica glass

Thermocrushing

Thermodiscolouration of quartz
Transparent inclusion in silica glass
Two-stage method of ware production of silica glass
Unsmooth surface in silica glass ware
Vitreous inclusion in silica glass

Vitreous silica glass

Vitrification of quartz ceramic ware
Volume-homogeneity silica glass
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C. 16 I'OCT 16548—80

AJIPABUTHBIN YKABATEITD TEPMHHOB HA ®PAHITY3CKOM SI3BIKE

Bec d’insufflation de quartz

Bec du fourde fusion de quartz a gas-flamme
Bloc du verre de quartz

Bulle en verre de quartz

Bulles (mesh < 0,05 mm) en verre de quartz
Calvitie d’une piece en verre de quartz

Capillare en une piece de verre de quartz

Cassure en une piece en verre de quartz

Cavité superficielle d’une piéce en verre de quartz
Céramique de quartz

Composition des impuretés en matiere premiére de quartz
Concassage par decharges électriques

Concassage thermique du quartz

Cristal de roche

Cristaux artificiels du quartz

Deécoloration thermique du quartz

Disque du verre de quartz

Ecorchure superficielle d*une pitce en verre de quartz
Enrichissement a fond du quartz

Enrichissement chimique du quartz
Enrichissement magnetique du quartz

Epaisseur differente d*une pigce de verre de quartz
Fissure en une piéce en verre de quartz

Fissure superficielle d’une piéce en verre de quartz
Fondage du verre de quartz

Fosse sur la surface d™une piéce en verre de quartz
Four de fusion de quartz

Four de fusion de quartz a barre en graphite

Four de fusion de quartz a creuset

Four de fusion de quartz a gas-flamme

Four de fusion de quartz a plasma

Four de fusion de quartz a induction

Four de fusion de quartz a induction 4 résistance
Four rotatif de fusion de quartz

Fraction legére en quartz

Fraction lourde en quartz

Fraction lourde de minerai en quartz

Frottement du quartz

Frottement chimique du quartz

Fusion électrothermique du verre de quartz
Fusion en gaz-flamme du verre de quartz

Grains de quartz

Grains dopés en quartz

Homogéngité optique en verre de quartz
Impuretes minerales en matiére premiere de quartz
Impuretés technologiques en matiére premiere de quartz
Inclusion cristalline en verre de quartz

Inclusion en quartz

Inclusion en verre de quartz

Inclusion opaque en verre de quartz

Inclusion semi-transparente en verre de quartz
Inclusion transparente en verre de quartz
Inclusion vitreuse en verre de quartz

Inclusions gazeuses-liquides en quartz
Inhomogénéité microgranulée en verre de quartz
Inhomogenéite stratifiée en verre de quartz
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Fusion a plasma 4 haute fréquence du verre de quartz
Mormorion

Moulage du verre de quartz

Nervure en une piece de verre de quartz
Pré-enrichissement du quartz

Production a deux-stades des articles en verre de quartz
Production 4 un stade des articles en verre de quartz
Produit intermédiaire en quartz

Quartz de gangue

Quartz de gangue granuleux

Quartz de gangue opaque

Quartz fumeé

Region infondue en verre de quartz

Sable de quartz

Silice synthetique

Silice synthetique dopée

Stries en noeuds en verre de quartz

Stries en verre de quartz

Stries ponctuelles en verre de quartz

Synthése en phase de vapeur du verre de quartz
Tension en verre de quartz

Traitement d’insufflation de quartz des articles en verre de quartz
Verre de quartz

Verre de quartz opaque

Verre de quartz optique

Verre de quartz transparent

Verre de silice a homogénéité volumétrique

Verre de quartz dopé

Verre de silice fabriqué par synthése en phase de vapeur
Verre de silice fabriqué par synthése en plasma

Verre de silice fondé en plasma

Verre de silice fondé par procédé électrothermique
Verre de silice fonde par procéde en flamme a 1’oxygene
Vitrification d*un article en verre de quartz
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